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Erfindungsanspruch:

Verfahren zur Herstellung von Titannitridpulver durch Flamm- oder thermisches Plasmaspritzen von pulvrigem Titanhydrid, das
im aufgeheizten Schwebezustand mit gasformigem Stickstoff umgesetzt wird, wobei der umgesetzte Teilchenstrah! in eine
Flissigkeit gerichtet wird, die von physikalisch geldstem Sauerstoff befreit ist und deren Zersetzungstemperatur von den
Teilchen bereits unterschritten ist, gekennzeichnet dadurch, da die Fliissigkeit abgekochtes Wasser mit bis zu 10Vol.-%
geldstem Ammoniak ist.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Anwendungsgebiet der Erfindung ist die Herstellung von Titannitridpulver zur Herstellung von Sinterteilen daraus bzw. zur
Dekoration von Keramikteilen, wobei die typische Goldfarbe ausgenutzt wird.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Seit langem sind verschiedene thermische Reaktionen zur Herstellung von Titannitrid bekannt (Gmelins Handbuch der
anorganischen Chemie, 8.Auflage, Nr.41 ,Titan”, Weinheim 1951, S.272 ff.), denen aber der Mangel anhaftet, daB die
Reaktionen teilweise unvollstandig verlaufen und daR ein Konglomerat entsteht, das bei der bekannten Harte dieses Stoffes
schwer zu Pulver der gewinschten Kérnung umzuwandein ist.

Es ist weiter allgemein bekannt, geschmolzenes Metall zur Erzeugung von Metallpulver in Wasser zu zerstduben (DE 2757410).
Angewandt auf Titannitrid mit einem Schmelzpunkt von etwa 3200°C wiirde diese technische Lehre praktisch uniiberwindliche
Werkstoffprobleme bei Schmelztiegel, Heizkdrper und Zerstdubungsdiise aufwerfen.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist die Herstellung von Titannitridpulver mit gewlinschter Zusammensetzung und Kérnung.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit gasférmigem Stickstoff im aufgeheizten Schmelzzustand umgesetztes Titanhydrid
als feinkorniges Titannitridpulver unter Anwendung der aus der Metallpulverherstellung bekannten Verfahren auf diese
chemische Verbindung herzustellen.

ErfindungsgeménB wird diese Aufgabe bei einem thermischen Plasmaspritzverfahren, wobei der mit gasférmigem Stickstoff
umgesetzte Teilchenstrahl in eine Flissigkeit gerichtet wird, die von physikalisch geléstem Sauerstoff befreit ist und deren
Zersetzungstemperatur von den Teilchen bereits unterschritten ist, dadurch geldst, daR die Fllissigkeit abgekochtes Wasser mit
bis zu 10Vol.-% geidstem Ammoniak ist.

Ausfihrungsbeispiel

Eine Plasmaspritzanlage wird mit pulverisiertem Titanhydrid der Kérnung 40 um und einem tangential ringférmig um den
Titanhydridstrom gefiihrten Strom technischen Stickstoffs beschickt und der Strahl des Reaktionsproduktes auf einen Behélter
mit abgekochtem Wasser gerichtet, in dem Ammoniak gelst ist, was nach den Loslichkeitsgesetzen die Wiederaufnahme von
Sauerstoff sehr unwahrscheinlich macht. Der Behalter ist mindestens 100 mm von der Offnung der dem Plasmastrom
vorgeschalteten Reaktionstrommel entfernt, so dal3 die in das Wasser eintretenden Teilchen auf jeden Fall die thermische
Zersetzungstemperatur des Wassers von etwa 1000°C unterschritten haben. Man erhalt ein Pulver, das fiir die Herstellung der
Dekorationen von ,Gold“-Rand-Porzellan geeignet ist.

Das erfindungsgemalie Verfahren kann sehrvielfaltig variiert werden. Nimmt man ein Titanhydridpulver der Kérnung 10 um, so
erhéalt man Titannitridspharoide der Kérnung 8 um. Das Reaktionsprodukt Wasserstoff Gibt die sehr vorteilhafte Wirkung eines
Schutzgases aus, da die Anwesenheit von Sauerstoff, wie schon mehrfach angedeutet, die Nitridbildungsreaktion sehr stéren
wirde.

Bei einer Ausfiihrungsform mit einer Polytetrafluorathylenplatte kann man die Aufprallkinetik der Titannitridtropfchen so
steuern, da sogenannte Sekundéartrépfchen entstehen, die wesentlich kleiner sind als diejenigen, die direkt im Flussigkeitsbad
erhalten wurden. Es lassen sich auch Pulverteilchen erzeugen, die von der Sphéaroidform abweichen. Die Aufprallplatte wird
stédndig mit einem Flissigkeitsfilm der o0.g. Art benetzt.

Es kann vorteilhaft sein, das Ausgangsprodukt Titanhydrid langere Zeit an Luft bei etwas erhohten Temperaturen (bis 60°C) zu
lagern, so daB tiberstéchiometrischer, d. h. physikalisch geloster Wasserstoff durch Diffusion entweicht.
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